附3． 光学与电子信息学院 学院（系） 硕士    研究生课程简介
	课程名称：信息薄膜理论与技术
	课程代码：182.605

	英文名称：Theory and Technology of Information Thin Films

	课程类型：□高水平课程  □国际化课程  □高水平国际化课程  ■一般课程

	课程类别：□一级学科基础程  □二级学科基础课程  ■专业课程

	考核方式： 考试

	 教学方式：讲课、讨论与实验
	适用层次： 硕士 ■     博士 □

	开课学期：第一学期
	总学时/讲授学时： 32/28
	学分：2

	适用专业：微电子学与固体电子学

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术专长

	杨晓非
	教授
	微电子学与固体电子学
	52
	信息存储、薄膜传感器

	陈实
	教授
	微电子学与固体电子学
	48
	薄膜工艺

	李震
	高工
	微电子学与固体电子学
	54
	电磁测量

	
	
	
	
	

	课程教学大纲：
第一章 概论（2学时）

薄膜的概念、一般特性、分类和典型应用。

第二章 薄膜的形成与构造 （4学时）

薄膜的形成过程； 薄膜形成的三种模式； 核的形成和核的生长理论: ①成核的毛细作用理论（VWBD理论）; ②成核的原子理论; ③成核的统计理论。

第三章 薄膜的溅射制备工艺及设备（4学时）

真空技术基础；溅射镀膜的特点、基本原理、磁控溅射仪的组成和结构；影响溅射镀膜的主要因素；薄膜的缺陷。 

第四章 薄膜的磁学性质（8学时）

薄膜铁磁性与磁化过程；薄膜的磁各向异性及其表征：磁性薄膜的形状各向异性，薄膜的垂直磁各向异性；薄膜的巨磁阻效应GMR、隧道磁阻效应TMR；薄膜磁阻传感器及其应用。

第五章 薄膜的电学性质（4学时）

薄膜电学性能特点； 连续金属薄膜的导电性质；不连续金属薄膜的导电性质；介质薄膜的导电性质；铁电薄膜及其应用。

第六章 薄膜的光学性质（4学时）

光学薄膜性能表征；薄膜光学常数的测量方法；电介质薄膜的光学性质：吸收、反射和透射；半导体薄膜的光学性质；磁光效应。
第七章 薄膜性能测试原理及方法 （6学时）

磁光特性测试原理及方法；薄膜磁学基本参数测试原理及方法；薄膜磁控溅射制备及生长技术实验 ；磁光特性测试技术实验；薄膜磁学基本参数测试技术实验；


	使用教材：  



	主要参考书：
主要参考书：
[1]  薄膜（中译本）





金原粲（日）

[2]  Thin Film Processes 



John L. Vossen

[3]  应用薄膜光学





唐晋发等
[4]  Thin Ferromagnetic Films 


M.Pruffon

[5]  薄膜物理与技术                     杨邦朝 等

[6]  薄膜物理                           薛增泉等

[7]  薄膜技术                           王力衡等

[8]  其它相关教材及期刊论文。


	该课程所属基层教学组织（教研室、系）专家小组意见：（该课程是否适合硕士、博士研究生培养的需要？是否与本科生课程重复？是否有稳定的课程组和授课教师队伍？）
专家组长
专   家                                                      年     月      日


